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I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0218U002174

Державний реєстраційний номер: 0117U004675

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-01-2018

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Розрахунки та математичне моделювання параметрів плазми і потоків заряджених частинок
у реактивній камері модуля. Розробка та створення реактивного модуля плазмохімічного та іонно-
плазмового травління. Запуск і випробування модуля.

Початок етапу: 01.2017

Закінчення етапу: 12.2017

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науковий фізико-
технологічний центр МОН та НАН України

Код за ЄДРПОУ: 14096245

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 057 7054668

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): ТОВ "Тайфун - 2000"

Код за ЄДРПОУ: 30990063

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: (057)7645054

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради,
фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування:  2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 789.5



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Технологія вакуумно-плазмового формування конструкційних елементів для наноелектроніки

Назва роботи англійською:
The technology of vacuum-plasma formation of structural elements for nanoelectronics

Реферат українською:
Отримані результати розрахунків параметрів плазми. Розроблено реактивний модуль іонно-плазмового
травління. Отримані експериментальні вимірювання параметрів плазми в розрядній камері модуля
плазмохімічного та реактивного іонно-плазмового травління. Отримані зразки сформованих нанорозмірних
елементів для електроніки та їх фізико-технічні характеристики.

Реферат англійською:
The results of calculations of plasma parameters are obtained. The reactive module of ion-plasma digestion has
been developed. Experimental measurements of plasma parameters in a discharge chamber of plasma-chemical
and reactive ion-plasma digestion have been obtained. Obtained samples of formed nanosized electronics
elements and their physical and technical characteristics
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